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図 1 多孔質電気ニッケルめっき皮膜の表面（上段）および断面（下段）SEM像
(a) 1A /dm2, (b) 3A /dm2, (c) 5 A/dm2
①めっき開始前 ②めっき開始時 ③めっき終了時 ④水洗乾燥後
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図 2 多孔質電気ニッケルめっき皮膜の析出メカニズム
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接着剤

ツツーールル
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左 図5 せん断強度の測定方法
右 図6 多孔質電気ニッケルめっき皮膜の有無と接合強度
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接着剤

図7 せん断強度試験後の多孔質電気ニッケルめっき皮膜表面

ニッケルめっき皮膜


